
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
3

C09K 11/06

(11) 공개번호   특1983-0005325

(43) 공개일자   1983년08월13일

(21) 출원번호 특1981-0000510

(22) 출원일자 1981년02월18일

(30) 우선권주장 122,621  1980년02월19일  미국(US)  

(71) 출원인 아메리칸 사이아나밋드 캄파니    존 제이 헤이간

미합중국 뉴우저어지주 웨인시

(72) 발명자 신송쳉

미합중국 뉴우저어지주 08807 브릿지워터 윈드밀 코오트 232

마이클 맥케이 로우허트

미합중국 뉴우저어지주 08807 브릿지워터 셔얼린 드라이브 1266

(74) 대리인 차순영, 차윤근

심사청구 : 있음
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요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

수용성 화학 발광 시스템

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

다음 구조식으로 나타내는 옥살산의 수용성 아미드

상기 식에서 를 나타내고 R1은 수소 또는 알킬(C1-C6)이며, n은 2-6

이고 는 음이온이다.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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